Document made available under the 
Patent Cooperation Treaty (PCT) 



International application number: PCT/SE04/001917 
International filing date: 20 December 2004 (20.12.2004) 



Document type: Certified copy of priority document 

Document details: Country/Office: SE 

Number: 0303460-0 

Filing date: 22 December 2003 (22.12.2003) 



Date of receipt at the International Bureau: 10 January 2005 (10.01.2005) 

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in 

compliance with Rule 17.1(a) or (b) 




World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland 
Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle (OMPI) - Geneve, Suisse 




ACT 'SE 2004 / 0 0 1 9 1 7 



PATENT- OCH REG I ST RER1NGSVERK.ET 

Patentavdelningen 



Intyg 

Certificate 




(21) 
(86) 



Harmed intygas att bifogade kopior over ens stammer med de 
handling ar som ur 'sprung ligen ingivits till Patent- och 
registreringsverket i nedannamnda ansokan. 

This is to certify that the annexed is a true copy of 
the documents as originally filed with the Patent- and 
Registration Office in connection with the following 
patent application. 



Sokande Nobel Biocare AB (publ) , Gbteborg SE 

Applicant (s) 



Patent ansokn ingsnummer 0 30 3460 - 0 
Patent application number 



Ingivningsdatum 2003-12-22 
Date of filing 



Stockholm, 2004-12-21 



For Patent- och registreringsverket 
For the Patent- and Registration Office 




Avgrft 
Fee 



PATENT- OCH 

REGISTRERINGSVERKET 

SWEDEN 



Postadress/Adress 
Box 5055 

S-102 42 STOCKHOLM 



Telefon/Phone 
+46 8 782 25 00 
Vx 08-782 25 00 



Telex 
17978 

PATOREG S 



Telefax 

+46 8 666 02 86 
08-666 02 86 



1 



Implantat 

Foreliggande uppfinning avser ett implantat applicerbart i ett installationslage i halupptag- 
ning i kakben dSr implantatet ar utsatt for paverkningskraft eller paverkningskrafter. Implan- 
tatet innefattar dSrvid en eller flera vid sitt 5vre/yttre parti anordnade och perifert sig strack- 
ande ytor som ar motstallbar respektive motstallbara kakbensdel och mjukvavnad vid halupp- 
tagningens uttradesSppning. 

Foreliggande uppfinning bygger bl.a. pa insikten att osseokonduktiviteten kan okas med en 
viss spar- eller fbrdjupningstyp i ytan. Det hanvisas harvid till WO 97/05238 (Boyde) och 
den av sarama sokanden som innevarande patentansSkan inlamnade patentansokningen SE 
03.03322-2 

Vid hithorande slag av implantatinstallation ar det angelaget att man kan uppna en framtra- 
dande osseokonduktivitet mellan ifragavarande kakben och implantatet och att benresorption, 
aven marginell sadan, kan undvikas under installations- och inlakningsskedena. Det ar aven 
vasentligt att implantatet blir motstandskraftigt mot kraft eller krafter som paverkar implan- 
tatet i en huvudriktning. En snedstallning av implantatet, t.ex. pa grund av kakbenssituatio- 
nen, far inte ge upphov till rorelsetendenser mellan implantat och kakben som forhindrar gott 
installationsresultat. Detsamma gailer for om implantatet uppbar tandersattning med lage 
som vid t.ex. tuggrSrelser medfbr att kraftens eller krafterna huvudriktningar snedstailes i 
forhallande till implantatets langdriktning, vilket kan medfdra ofdrdelaktiga kraftangrepp 
mot implantatet och fororsaka lossningstendenser for implantatet. 

Foreliggande uppfinning har till huvudandamal att losa bl.a. denna problematik och fdreslar 
ett monsterarrangemang for spar- och/eller fordjupningarna som fdrutom spirens i och for 
sig kanda osseokonduktivitet aven gor implantatet motstandskraftigt mot snedstallningar 
mellan huvudriktningen for attackerande kraft eller krafter och implantatets langdriktning. 
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Den forstMrkta motstandskraften mot snedstallda mot implantatet riktade krafter skall aven 
kunna anordnas sa att nedledning fran implantatets Qvre/yttre delar (munhalan) till 
itnplantatets djupare liggande eller nedre delar av bakterier och/eller organismer som 
fororsakar inflammationstendenser effektivt forhindras. Uppfmningen loser aven detta 
5 problem. 

Det som huvudsakligen kan anses vara kannetecknande for ett implantat enligt uppfmningen 
ar att respektive yta ar forsedd med ett monster av spar och/eller fordjupningar och att en del, 
t.ex. 20 % eller mer, av sparen och/eller fbrdjupningarna ar anordnade att i installationslaget 
10 stracka slg vasentligen vinkelrStt i fdrMllande till namnda kraft eller krafter da denna 
respektive dessa antar huvudriktning eller huvudriktningar som skiljer sig fran implantatets 
langdriktning. 

I vidareutvecklingar av uppfinningstanken Sr spiren och/eller fbrdjupningarna anordnade 
1 5 slutna, vanned har menas att forbindelse mellan ifragavarande implantatpartis 6vre och undre 
delar saknas och att dSrmed passage hindras fran de ovre delarna till de nedre delarna av 
implantatet fdr bakterier och/eller organismer. I en foredragen utforingsform valjes 
fordjupningarna inom omradet 50-100 um och uppvisar spar- eller fdrdjupningsdjup inom 
omradet 100-150 um. I fallet da implantatet uppvisar ett invandigt nyckeltag som fororsakar 
20 olika godstjocklekar vid implantatets ovre delar Mr monsterarrangemanget anordnat vid 
endast de delar av partiet som uppvisar de storre godstjocklekarna. Olika monster- 
arrangemang kan darvid anordnas. Ytterligare vidareutvecklingar av uppfinningstanken 
framg&r av bl.a. de efterfoljande underkraven. 

, .25 Det i ovanstaende angivna bryter mot fbrdomar inom det dentala omradet genom att foresla 
' *; * * att ifragavarande yta skall monstras med spar/fbrdjupningar. Normalt efterstravas att ytan vid 

halupptagningens uttradesSppning skall poleras for att underlatta mojligheter till att h&lla 
; ytan ren mot bakterier och/eller organismer av inflammationsbenagen karaktar. En dylik 

polering motverkar emellertid astadkommandet av namnda osseokonduktiva funktion och 
I" 2Q forsvarar integrationen mellan implantatets ytmaterial och kakbenet. Sparens 

osseokonduktiva funktion fdrbattrar beninlakningen och genom att arrangera sparen enligt 
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fdreliggande uppfmning motverkas ocksa mikrororelser och skjuvspanningar hos det redan 
inlakta benet i avsikt att bibehalla bennivan och fdrhindra benresorption. I och for sig kanda 
metoder fdr att astadkomma namnda spar- och fbrdjupningsarrangemang kan utnyttjas. 
Saledes kan det bli aktuellt med framst mekanisk bearbetning, t.ex. svarvning, frasning eller 
gravering. Det ar i och fdr sig aven kant att astadkomma spar- och/eller 
fdrdjupningsarrangemanget med laserbehandling av ytan. Olika implantat kan anordnas med 
olika monster som tillmdtesgar olika installationssituationer, t.ex. olika tandfunktioner, 
implantatplaceringar i tandbenet, etc. Implantat med olika mdnster kan saledes 
tillhandahallas pa marknaden till berorda specialister som dSrigenom erhaller valmojlighet. 

En for narvarande fdreslagen utfSringsform av en anordning som uppvisar de fdr uppfin- 
ningen signifikativa kannetecknen skall beskrivas i nedanstaende under samtidig hanvisning 
till bifogade ritningar dar 

figur 1 i vertikalsnitt och principiellt visar en implantatinstallation i kakben dar 
krafter som angriper implantatet uppvisar riktningar/huvudriktningar som 
skiljer sig fran implantatets ISngdriktning, 

figur 2 t vertikalsnitt och principiellt visar ett implantat som i en aktuell installations- 
situation ar snedstallt i kakbenet, medfdrande att en kraft med vertikal 
angreppsriktning skiljer sig fran implantatets strackning i langdled, 

figur 3 i vertikalsnitt och fdrstoring visar spar- eller fdrdjupningstyp som bidrar med 
en framtradande osseokonduktivitet, 

figur 4 i vertikalvy visar det slutna spar- eller fordjupningsarrangemanget dar nedled- 
ning av bakterier fran 5vre delar till undre delar fdrhindras, 



figur 5 i sidovy och utbrett i figurplanet visar ett konstruktivt fdrsta mdnsterarrange- 
mang, 




figur 6 i perspektiv snett ovanifran visar delar av ett implantat med ett antal olika 
monsterarrangemang, och 

figur 7 i perspektiv snett ovanifran visar delar av tva andra implantattyper med ett 
5 antal olika m6nsterarrangemang. 

I figuren 1 ar ett kakben principiellt visat med 1. Kakbenet innefattar en mjukvavnadsdel 2 
och en denna underliggande bendel bestaende av kortikalt ben 3a och spongiost ben 3b. 
Kakbenet ar fdrsett med en halupptagning 4. 1 halupptagningen ar applicerat ett implantat 5. 

10 Halupptagningen kan uppvisa en invandig ganga 4a och implantatet ar fdrsett med en 
utvandig ganga 5a, medelst vilken implantatet ar iskruvbar i halupptagningen pa i och for sig 
kant satt. Implantatet ar fdrsett med ett ovre eller yttre parti 5b som i implantatets i kakbenet 
applicerade lage kan anses vara belaget i eller omgivet av mjukvavnaden 2. Partiet ar aven 
anordnat vid halupptagningens 4 uttrSdesoppning 4b till munhalan, vilken ar principiellt 

15 angiven med 6. Implantatet ar avsett att uppbara en med 7 principiellt angiven protetik. 
Implantatets ovre parti 5b ar anordnat med ett monster 8 av spar och/eller fdrdjupningar. I 
enlighet med uppfinningens id6 skall sparen och/eller fdrdjupningarna i mdnstret anordnas sa 
att en del av sparen och/eller fdrdjupningarna, t.ex. 20 % eller mer, skall vara vasentligen 
vinkelratt anordnade mot angreppskrafter pa implantatet i implantatets installerade lage. 

20 Exempel pa angreppskrafter och deras riktningar ar angivna med Fl och F2. Pa grand av 
situationen i munhalan, protetiktyp, implantatplacering, etc. kan krafterna Fl och/eller F2 
huvudangreppsriktningar skilja sig fran implantatets langdaxel 5c. Dessa skillnader har i 
figuren 1 definierats med hjalp av vinklar a och p. Respektive vinkel i aktuellt tvarsnitt anger 
saledes skillnaden mellan respektive angreppsriktning fdr vardera kraften. 
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Skillnaderna mellan implantatets langdaxel och angreppskraften huvudriktning kan aven fdr- 

mm 

~- m orsakas av att implantatet intar ett snedstallt lage. Ett dylikt exempel visas i figuren 2 dar 
implantatet 5' ar snedstallt i kakbenets 1 delar 2 och 3. Implantatets langdaxel 5c' lutar sale- 
des i kakbenet och en pa implantatet vertikal anbringad kraft F3 uppvisar en huvudriktning 

:-'_ : 30 som skiljer sig fran n3mnda langdaxel 5c' med en vinkel y. Aven i detta fall ar en del av 
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sparen och/eller fordjupningarna anordnade vMsentligen vinkelratt mot kraftens F3 huvud- 
riktning. 

Figuren 3 avser att visa exempel pa ett framtradande ffirdelaktig sparuppbyggnad som ocksa 
5 frSmjar den i ovanstaende omnamnda osseokonduktiviteten. Sparet eller fordjupningen skatl 
uppvisa ett djup D som Hgger inom omradet 50-100 um och foretradesvis vara av 
storleksordningen ca 70 pm. Vidden eller bredden B pa sparet skali valjas inom omradet 100- 
150 pm och fbretradesvis vara ca 110 pm. Sparet eller fordjupningen fir anordnad i 
implantatets ovre parti Qamfor 5b i figuren 1). I figuren 3 har partiet betecknats med 9. 
10 Sparet har beteckningen 10. Vardet B beraknas eller mates efter lagena for nedfasningen 9a 
och 9b. 

Namnda spar skall i enlighet med ovanstaende fSretradesvis bilda ett slutet system. I enlighet 
med figuren 4 anligger aktuell kakbensdel 1 1 via sin inneryta mot partiet 9. Namnda spar- 

15 eller fbrdjupningsarrangemang ar i figuren 4 representerade med spardelar 10a, 10b och 10c 
som i figuren 4 stracker sig vasenttigen vinkelratt mot figurplanet. I figuren 4 har aven en i 
sparet etablerad bentillvaxt visats och angivits med 12. I enlighet med uppfinningens ide ar 
nSmnda spararrangemang 10a, 10b och 10c icke oppna mot partiets 9 ovre delar 9d och 
partiets nedre delar 9e, medfSrande att en eventuell mindre ansamling av bakterier och/eller 

20 organismer 1 3 inte kan tranga ner fran namnda 5vre delar 9d till de djupare liggande delarna 
9e pa implantatet. DSrigenom hindras effektivt inflammationstendenser vid namnda 
underliggande delar som skulle kunna fororsakas av namnda bakterier och/eller organismer. 

I figuren 5 ar det i ovanstaende omnamnda partiet angivet med 14. Partiet ar i fdreliggande 
...25 fall visat utbrett i ett plan. Implantatets langdaxel ar i delta fall betecknad med 15 och en 
".' snedstalld angreppskraft ar angiven med F4. Kraftens F4 huvudriktning ar i likhet med ovan- 
.i. staende angiven med punktstreckad linje. Vinkeln mellan kraftens F4 huvudriktning och 

langdaxeln 15 ar angiven med 5. Det i figuren 5 angivna monstret ar visat med 16. Mdnstret 
~ ar sammansatt av en uppsatming parallella spardelar 16a, 16b, 16c, 16d, 16e och 16f. 

:-"-30 Delningsavstandet mellan spardelarna kan vara detsamma eller variera mellan de olika 
[ - : . spardelarna. Spardelsuppsattningarna ar vinklade i forhallande till varandra med en vinkel A, 
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sa att sparen har minst tva lutningsriktningar. I en utfdringsform av m5nsterarrangemanget 
kan vinkelomradet fdr A valjas inom 10-45°. Angreppskraften F4 kan i princip uppdelas pa 
en vertikal kraftkomposant som sammanfaller eller stracker sig parallellt med langdaxeln 15 
samt en horisontell kraftkomposant som stracker sig vinkelratt i fdrhallande till namnda 
5 langdaxel 15. Monsterarrangemanget kan darvid anordnas sa att den vertikala 
kraftkomposanten vasentligen dverstiger den horisontala kraftkomposanten varvid en 
efterstravad god kraftupptagning fdreligger fdr spararrangemanget aven i fallet da 
kraftriktningen fdr F4 inte ar helt vinkelratt mot aktuell spardel, t.ex. spardelen 16e. 
Spardelar och/eller fdrdjupningar kan stracka sig runt hela den perifera ytan 14a eller utefter 
10 fbrutvalda delar av ytan sett i omkretsriktningen och darvid bilda grupper av 
mdnsteruppsattningar. 

Figuren 6 avser att visa nagra andra utforingsformer av monsterarrangemang pa implantatets 
Svre, cylindriska parti 17. IMgavarande mSnsterutformning kan utgdras av ett 

15 sinusarrangemang anordnat sa att kraftupptagning enligt ovanstaende foreligger. Implantatet 
ar i detta fall fdrsett med en invandig urtagning for ej visat vridpaverkningsorgan. 
Urtagningen ar angiven med 20 och kan utgoras av ett tva- eller flervingat urtag, ett tandat 
urtag, ett manghornigt urtag, etc. I detta fall ar partiet 17 forsett med ett antal 
monsterarrangemang 18a, 18b, osv. utefter omkretsytan 17. Monsterarrangemangen kan vara 

20 anordnade vid de stalien som pa grund av urtagningsarrangemanget 20 har grovre 
godstjocklek an dvriga stalien. Pa sa satt undvikes otillborlig fbrsvagning av partiet vid delar 
som har mindre godstjocklek. 

1 figuren 7 visas ett antal utfdrande av monsterarrangemang, dels pa ett s.k. scalloped implant 
..25 21, se figur 7a, och dels pa ett implantat med konisk omkretsyta 22, se figur 7b. Betraffande 
"I"* scalloped implants hanvisas exempelvis till WO 03/059 189. Monsterarrangemanget kan vara 
uppdelat utefter ytan pa motsvarande satt som i fallet enligt figuren 6. Gemensamt for 
mon sterarrangemangsdel arna ar att de har minst tva olika lutningsriktningar. 



\ i io OHka implantat med olika monster kan tillhandahallas pa den allmanna marknaden. Implan- 
' - - -. taten med de olika mdnstren kan vara avsedda for olika huvudtyper av installationsfall. Utfo- 
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rlngsexemplen enligt figurerna 1 och 2 ar hanforbara till ett fall dar olika installationssitua- 
tioner fdreligger for en och samma patient. Snedstallningarna av huvudriktningama for 
respektive angreppskraft eller angreppskrafter ar beroende pa anvandning (tuggrorelser) och 
placeringar samt den tandtyp protetiken ifraga skall representera. Namnda parti pa 
implantatet kan utgoras av ett flansparti. 

Uppfinningen ar inte begransad till den i ovanstaende sasom exempel visade utforingsformen 
utan kan underkastas modifikationer inom ranien for efterfbljande patentkrav och uppfin- 

* 

ningstanken. 
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PATENTKRAV 

1 . Implantat (5) applicerbart i ett installationslage i hatupptagning (4) i kakben (1) dar 
5 det ar utsatt av paverkningskraft eller paverkningskrafter (Fl, F2) samt innefattande en eller 

flera vid sitt ovre/yttre parti anordnade och perifert sig strackande ytor som ar motstallbar 
respektive motstallbara kakbensdel vid halupptagningens uttradesoppning (4b), k a n n e- 
tecknat darav, att respektive yta ar fbrsedd med ett monster (8) av spar (10) och/eller 
fordjupningar, och att en vasentlig del, t.ex. 20 % eller mer, av sparen och/eller 
10 fordjupningarna ar anordnade att i installationslaget stracka sig vasentligen vinkelratt och 
eventuellt paratlellt i forhallande till namnda kraft(-er) da denna eller dessa antar 
huvudriktning(-ar) som skiljer sig fran implantatets langdriktning (5c). 

2. Implantat enligt patentkravet 1, kannetecknat darav, att sparen (10) och/eller 
1 5 fordjupningarna ar slutna, dvs. saknar forbindelse med partiets 6vre och/eller undre delar (9d, 

9e) och darigenom hindrar passage fran de ovre delarna till implantatets nedre eller inre delar 
av bakterier och/eller organismer (13). 

3. Implantat enligt patentkravet 1 eller 2, kannetecknat darav, att sparen (10) 
20 och/eller fordjupningarna uppvisar ett djup (D) som ligger inom omradet 50-100 urn, och ar 

foretradesvis ca 70 jam, for att darmed stimulera bentillvaxt eller osseokonduktivitet. 

4. Implantat enligt patentkravet 1, 2 eller 3, kannetecknat darav, att sparen 
och/eller fordjupningarna uppvisar en vidd (B) inom omradet 100-150 \xm, och ar foretrades- 

-2j5 vis ca 110 ^im. 

T- 

f. a -s. 
* 

/--. 5. Implantat enligt patentkravet 1, 2, 3 eller 4, kannetecknat darav, att det 

» — 

ovre/yttre partiet uppvisar flerhornigt, tandat eller tva- och/eller flervingat innerurtag (20), 
varvid sparen och/eller fordjupningarna ar anordnade vid delar (17b, 17c) med stSrre gods- 
.30 tjocklek vid det ovre/yttre partiet. 
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6. Implantat enligt nagot av fbregaende patentkrav, kannetecknat darav, att 
monstret innefattar raka och parallella spardelar (16a 5 16a') med minst tva lumingsriktningar 
och anordnade runt hela eller delar av den perifera ytan, och att spardelarna stracker sig 10- 
45° i forhallande till ett tvarsnitt genom ytan. 

5 

i 

7. Implantat enligt nagot av patentkraven 1-5, kannetecknat darav, att monstret 
innefattar sinusformade spar- och/eller fbrdjupningsdelar (18b, 18c, 18d). 

8. Implantat enligt nagot av patentkraven 1-5, kannetecknat darav, att monstret 
10 innefattar en eller flera grupper av spar (18d) anordnade inbbrdes parallellt och med olika 

lSngdstrSckningar. 

9. Implantat enligt nagot av fbregaende patentkrav, kannetecknat darav, att det 
uppbar den eller de perifert sig strSckande ytorna (14a) pa ett flSnsarrangemang. 

15 

10. Implantat enligt n&got av fbregaende patentkrav, kannetecknat darav, att 
huvuddelen av paverkningskraftens(-ernas) (F3) huvudriktning ar snedstaild i forhallande till 
det installerade implantatets langdriktning (5c') pa grand av att implantatet intar lutande lage 
i kakbenets halupptagning. 

11. Implantat enligt nagot av patentkraven 1- 10, kannetecknat darav, att huvud- 
delen av paverkningskraftens(-ernas) (Fl, F2) huvudriktning ar snedstalld i forhallande till 
det installerade implantatet pa grand av i installationsmiljon upptradande snedstailningar av 
paverkningskraften(-erna) (jamfor tuggrorelser). 

* r 12. Implantat enligt nagot av fbregaende patentkrav, kannetecknat darav, att dess 

m 

spar- eller fbrdjupningsmbnster ar unikt for en ett fbrsta implantatutfbrande som med avse- 
ende pa monstret skiljer sig fran ett andra implantatutforande. 

m m 

H H lb 

m 

.-'.3D 13. Implantat enligt nagot av fbregaende patentkrav, kannetecknat darav, att 

• implantatet ar utsatt fbr krafter (F4) med inbbrdes olika riktningar, och att en fbrsta del eller 



20 
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delar av spar- och/eller fdrdjupningsmSnstret (16a) Sr vasentligen vinkelratt anordnade i fbr- 
hallande till en ffirsta kraftriktning och att en andra del eller delar av monstret ar vasentligen 
vinkelratt anordnade i fdrhallande till en andra kraftriktning och eventuellt vidare om 
ytterligare kraftriktning eller kraftriktningar foreligger. 

14. Implantat enligt patentkrav 9 kannetecknat avatt namnda flansarrangemang 
(17)arcylindriskt. 

15. Implantat enligt patentkrav 9 kannetecknat av att namnda flansarrangemang 
(22) ar koniskt 

16. Implantat enligt patentkrav 9 kannetecknat av att namnda flansarrangemang 
(21) §r scalloped. 
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SAMMANDRAG 



Ett implantat (5) ar applicerbart i ett installationslage i halupptagning (4) i kakben (1) dar det 
Sr utsatt for paverkningskraft eller paverkningskrafter (Fl, F2). Implantatet kan innefatta en 
eller flera i sitt ovre/yttre parti (5b) anordnade och perifert sig strSckande ytor (5d) som ar 
motstallbar eller motstallbara kakbensdel (3) vid halupptagningens uttradesSppning (4b). 
Respektive yta (5d) ar forsedd med ett mSnster (8) av spar och/eller fbrdjupningar. En del av 
dessa ar anordnade att i installationslaget stracka sig vasentligen vinkekatt i forhallande till 
och eventuellt parallellt med namnda krafter (Fl, F2) da dessa antar huvudriktningar som 
skiljer sig fran implantatets langdriktning (5c). Genom anordningen kan man uppna en 
effektiv lastupptagning i olika ffirekommande installationssituationer. 





FIG.1 
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